
红外偏振片

产品描述
红外偏振片以透射方式工作，旨在使 1.5 微米至毫米波光谱范围内的红外辐射偏振。它们属

于一种衍射光栅，可在多种晶体和聚合物基底上制备。偏振器光栅的制作过程是：先在基底

上形成三角形截面的沟槽，随后在其中一个沟槽侧面沉积金属涂层（铝）。

产品特点
适用于近红外（NIR）至毫米波（MM）的波长范围、采用晶体及聚合物基底、结构紧凑，光

路短、红外透射率高、偏振度高、偏振片配备支架（带光栅方向标记的保护环）

应用领域



详细参数

技术规格：

栅格偏振片相较于其他类型偏振片的优势

尺寸和形状

根据基底材料的不同，我们会采用刻划光栅技术或光刻技术来生产偏振片。



晶体偏振片

光栅刻制在（通常为）圆形基底上。刻制完成后，基底保持完整不切割。

刻划区域的形状如下所示（多边形或圆形）。我们之所以做这些额外处理，是

为了在相同通光孔径下减小基底尺寸（以便将偏振片安装到标准装置中）。

聚合物偏振片

光栅先刻制在大尺寸材料上，随后进行切割。因此，通光孔径可以是圆形。

通光孔径（CA）为 5 毫米和 25×25 毫米的产品有现货。其他尺寸及定制设

计可根据需求提供。

如需报价和了解交货情况，请发传真或电子邮件与我们联系。

标准孔径下的支架尺寸为直径 42 毫米 × 厚度 8 毫米（D42mm×T8mm mm）或直径 × 厚

度（D mm×T mm）

增透（AR）涂层



由于氟化钙（CaF₂）、氟化钡（BaF₂ ）、聚四氟乙烯（特氟龙）和聚乙烯的

折射率较低，这些材料制成的偏振片在有效工作时无需增透涂层。

但锗（Ge）和硒化锌（ZnSe）的折射率较高。因此，为提高这类偏振片的透射

率，我们在其整个透射范围内都镀有宽带增透膜。

通过针对特定波长优化涂层，可进一步提高偏振片的透射率。最终的透射效果

取决于涂层光谱范围的宽度（波长范围越窄，该范围内的透射率越高）。

我们的现货偏振片均未镀增透膜。如需为硒化锌或锗制偏振片优化参数，请根

据其工作光谱范围提出需求。

特性曲线

透射曲线

氟化钙（CaF₂）、氟化钡（BaF₂）、硒化锌（ZnSe) 锗（Ge）



聚乙烯 氟塑料（聚四氟乙烯，特氟龙）




